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(57) Abstract: The invention relates to an optical system and to a method for the production thereof. The optical system comprises
at least two separate optical components (10, 11) and at least one optical connection between the two optical components (10, 11).
The method comprises the following steps: a) providing a first optical component (10) and a second separate optical component (11),
wherein the first optical component (10) has a first beam protile (30) and the second optical component (11) has a second beam protile
(31); b) creating the optical system by establishing an arrangement of the first optical component (10) and the second optical component
(11), as well as the shape and target position of at least one beam-shaping element (40, 41), wherein beam-shaping elements (40, 41) are
securely connected to the first optical component (10) and/or to the second optical component (11), wherein the beam-shaping element
(40, 41) is configured to alter the first beam profile (30) and/or the second beam profile (31) in such a way that, after a positioning of the
first optical component (10) and the second optical component (11), an optical coupling occurs between the first optical component (10)
and the second optical component (11); ¢) producing the beam-shaping element (40, 41) by means of a three-dimensional direct-writing
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lithography method in-situ in the target position, whereby at least one optical component (15, 16) is obtained with the addition of the
beam-shaping element (40, 41); and d) positioning and securing the optical component (15, 16) with the added beam-shaping element
(40, 41) on a common base plate (50), thereby obtaining the optical system. The optical systems produced with the method according
to the invention can be preferably applied in optical data transfer, measurement technology and sensor technology, life sciences and
medical technology, or optical signal processing.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optisches System und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Das optische System
weist mindestens zwei gesonderte optische Komponenten (10, 11) und mindestens eine optische Verbindung zwischen den zwei op-
tischen Komponenten (10, 11) auf. Das Verfahren umfassend hierbei die folgenden Schritte: a) Bereitstellen einer ersten optischen
Komponente (10) und einer zweiten, gesonderten optischen Komponente (11), wobei die erste optische Komponente (10) ein erstes
Strahlprofil (30) und die zweite optische Komponente (11) ein zweites Strahlprofil (31) aufweist; b) Entwerfen des optischen Systems
unter Festlegung einer Anordnung der ersten optischen Komponente (10) und der zweiten optischen Komponente (11) sowie von Form
und Zielposition mindestens eines strahlformenden Elements (40, 41), wobei strahlformende Element (40, 41) fest mit der ersten opti-
schen Komponente (10) und/oder mit der zweiten optischen Komponente (11) verbunden werden, wobei das strahlformende Element
(40, 41) dazu eingerichtet ist, um das erste Strahlprofil (30) und/oder das zweite Strahlprofil (31) derart zu veréindern, dass nach einer
Positionierung der ersten optischen Komponente (10) und der zweiten optischen Komponente (11) eine optische Kopplung zwischen
der ersten optischen Komponente (10) und der zweiten optischen Komponente (11) entsteht; ¢) Herstellendes strahlformenden Elements
(40, 41) mittels eines dreidimensional direktschreibenden Lithographieverfahrens in-situ an der Zielposition, wodurch mindestens eine
um das strahlformende Element (40, 41) ergénzte optische Komponente (15, 16) erhalten wird;und d) Positionieren und Fixieren der
um das strahlformende Element (40, 41) ergénzten optischen Komponente (15, 16) auf einer gemeinsamen Grundplatte (50), wodurch
das optische System erhalten wird. Die mit dem vorliegenden Verfahren hergestellten optischen Systeme finden vorzugsweise Anwen-
dung in der optischen Dateniibertragung, der Messtechnik und Sensorik, den Lebenswissenschaften und der Medizintechnik, oder der
optischen Signalverarbeitung.



